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Erfahrungen und Visionen
mit SAP R/3 in der Produktion

Zusatzprogrammierungen für die Produktion

Zusatzprogrammierungen als Add-on

Personalisierte Menüs

Personalisierte Screens

Das Add-on zur Bearbeitung von Prozessaufträgen 

Nutzen

Ausblick
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AbsatzplanungAbsatzplanung

ProduktionsplanungProduktionsplanung

Die Produktion

3URGXNWLRQ3URGXNWLRQ

PeriodenabschlussPeriodenabschluss

¾Die realitätsnahe Abbildung der Produktion erfordert im 
Vergleich den höchsten Aufwand.
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Der Aufwand zur Abbildung der Produktion 

¾'HU�%HGLHQXQJVDXIZDQG�OlVVW�VLFK�GXUFK�RSWLPLHUWHQ�
6\VWHPDXIZDQG�EHJUHQ]HQ�
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%HVWDQGV� XQG�
:DUHKRXVHPDQDJHPHQW

&RQWURO � O �LQJ
)LQDQ]EXFKKDO �WXQJ

0DUNHWLQJ
9HUWULHE 4 �XDO �LWlWVPDQDJHPHQW

Die Produktion im Zusammenspiel mit anderen Modulen 

¾'LH�3URGXNWLRQ�LVW�QLFKW�QXU�GXUFK�6WRIIVWU|PH�JHNHQQ]HLFKQHW��
3DUDOOHO�P�VVHQ�)RUGHUXQJHQ�DQGHUHU�0RGXOH�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�

3URGXNWLRQ = �ZLVFKHQSURGXNWH

$Q� XQG�$EIlO � O �H

(QGSURGXNWH

(QHUJLHQ

$QO �DJHQ�XQG�
3HUVRQDO �

5RKVWRIIH�XQG�
= �ZLVFKHQSURGXNWH
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Zusatzprogrammierungen senken den Bedienaufwand 

¾%HL�IL[HU�/HLVWXQJ�GHV�6\VWHPVWDQGDUGV�KDW�GDV�$XVPD��GHU�
=XVDW]SURJUDPPLHUXQJ�GHQ�HQWVFKHLGHQGHQ�(LQIOX� DXI�GLH�
JHVDPWH�6\VWHP�3HUIRUPDQFH�
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6$3�5��

= XVDW]�
SURJUDPPLHUXQJ

Zusatzprogrammierung als Ergänzung zum SAP-Standard 

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ�VROOHQ�GHQ�6$3�6WDQGDUG�VLQQYROO�
HUJlQ]HQ�

3HUVRQDO �LVLHUWH�
0HQ�V

3HUVRQDO �LVLHUWH�
6FUHHQV

0HWD�
WUDQVDNWLRQHQ
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Zusatzprogrammierung als Ergänzung zum SAP-Standard 

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ EHU�FNVLFKWLJHQ�GLH�
$EOlXIH�LQ�GHQ�%HUHLFKHQ��I�U�GLH�VLH�HUVWHOOW�
ZXUGHQ�

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ HUZHLWHUQ�GDV�6WDQGDUG�
6$3 XP�,KUH�EHWULHEOLFKHQ�$EOlXIH�

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ HQWIDOWHQ�LKUH�9RUWHLOH�
EHL�1HXHLQI�KUXQJ�YRQ�6$3�5���RGHU�LQ�HLQHU�
EHVWHKHQGHQ�6\VWHPXPJHEXQJ�

¾%HWULHEOLFKH�$EOlXIH�P�VVHQ�QLFKW�DQJHSDVVW�
ZHUGHQ�

�� �	 
���� � � 	� � �� � � � �
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Zusatzprogrammierung als Ergänzung zum SAP-Standard 

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ EHU�FNVLFKWLJHQ�GLH�
4XDOLILNDWLRQ�GHU�$QZHQGHU�

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ HQWODVWHQ�YRQ�5RXWLQH�
HLQJDEHQ�

¾=XVDW]SURJUDPPLHUXQJHQ YHUPHLGHQ�XQQ|WLJH�
6\VWHPEHGLHQXQJHQ�XQG�)HKOHLQJDEHQ�

¾$QZHQGHU�LQ�GLH�(QWZLFNOXQJ�HLQEH]LHKHQ��.H\�
8VHU DOV�0LWJOLHGHU�GHU�3URMHNWRUJDQLVDWLRQ�

�� �	 
���� � � 	� � �� � � � �
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Warum Zusatzprogramme als Add-on? 

¾(LQ�LQWHJULHUWHV�=XVDW]SURJUDPP��$GG�RQ��EHQ|WLJW�QDWXUJHPl��
NHLQH�6FKQLWWVWHOOHQ�]XP�6$3�6WDQGDUG�

6$3�5��

([WHUQHV�
= �XVDW]SURJUDPP

Schnittstellen

6$3�5��

,QWHJULHUWHV�
= �XVDW]SURJUDPP
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Warum Zusatzprogramme als Add-on? 

¾$GG�RQ�V QXW]HQ�V\VWHPHLJHQH�7DEHOOHQ�XQG�
5RXWLQHQ�

¾$GG�RQ�V DUEHLWHQ�PLW�DQGHUHQ�LQWHJULHUWHQ�
=XVDW]SURJUDPPHQ�]XVDPPHQ�

¾$GG�RQ�V XQG�6$3�5���VLQG�PLW�GHU�JOHLFKHQ�
3URJUDPPLHUVSUDFKH�HUVWHOOW�

¾$GG�RQ�V VLQG�]XNXQIWVVLFKHU��UHOHDVH�VWDELO�

¾$GG�RQ�V VLQG�LQGLYLGXHOO�
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Personalisierte Menüs 

¾$QZHQGHU�DXV�GHU�3URGXNWLRQ�DN]HSWLHUHQ�GDV�6$3�
6WDQGDUGPHQ��QLFKW�

¾$QZHQGHUEH]RJHQ GHVLJQWH 0HQ�V�VLQG��EHUVLFKWOLFK�
¾$XI�DOOH�ZLFKWLJHQ�)XQNWLRQHQ�NDQQ�VFKQHOO�XQG�RKQH�8PZHJH�
]XJHJULIIHQ�ZHUGHQ�

¾0HQ�V�N|QQHQ�DXI�6WDQGDUGWUDQVDNWLRQHQ�XQG�DXI�$GG�RQV
YHUZHLVHQ�

¾3HUVRQDOLVLHUWH�0HQ�V�HQWVSUHFKHQ�GHP�%HUHFKWLJXQJVSURILO�
XQG�ZHUGHQ�YRP�$QZHQGHU�DQJHQRPPHQ��
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Personalisierte Menüs 

¾ 'HU�:HJ�]XU�3UR]HVVDXIWUDJVEHDUEHLWXQJ�LVW�GHQNEDU�NXU]�
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Abwicklung der Produktion über Prozessaufträge 

¾$OOH�6WDQGDUGRSHUDWLRQHQ LQ�GHU�
3URGXNWLRQ�ZHUGHQ�PLW�
3UR]HVVDXIWUlJHQ�DEJHELOGHW�
y +HUVWHOOHQ�/RVHU�:DUH
y $EI�OOHQ�]X�9HUSDFNWHU�:DUH
y 8PI�OOHQ
y (QWSDFNHQ

¾=X�EHU�FNVLFKWLJHQ�VLQG
y %HVWDQGVPDQDJHPHQW
y &KDUJHQYHUZDOWXQJ
y 5HWURJUDGH�5RKVWRIIHQWQDKPH

DQO �HJHQ

WHLO �U�FNPHO �GHQ

HQGU�FNPHO �GHQ
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Abwicklung der Produktion über Prozessaufträge 

¾3UR]HVVDXIWUlJH�]XU�+HUVWHOOXQJ�/RVHU�:DUH�
ZHUGHQ�HLQPDO�PRQDWOLFK�DQJHOHJW�

¾%HLP�$QOHJHQ�HLQHV�3UR]HVVDXIWUDJV�ZLUG�GLH�
3URGXNWLRQVSODQXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�

¾7HLOU�FNPHOGXQJHQ�HUIROJHQ�WlJOLFK�

¾'LH�(QGU�FNPHOGXQJ�HUIROJW�]XP�0RQDWVHQGH�
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Personalisierte Screens 

¾3UR]HVVDXIWUlJH�ZHUGHQ�DXI�HLQHP�I�U�HLQH�$QZHQGHUJUXSSH
VSH]LILVFKHQ�6FUHHQ�DEJHZLFNHOW�

¾'LHVHU�6FUHHQ�ZLUG�GXUFK�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�%HQXW]HUGDWHQ��
]XP�3HUVRQDOLVLHUWHQ�6FUHHQ�

¾3HUVRQDOLVLHUWHV�0HQ��XQG�3HUVRQDOLVLHUWHU�6FUHHQ�ZHUGHQ�YRP�
$GG�RQ ]XU�$EZLFNOXQJ�YRQ�3UR]HVVDXIWUlJHQ JHVWHXHUW�
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Personalisierte Screens 

¾'HP�$QZHQGHU�VWHKW�GDV�$GG�RQ ]XU�
%HDUEHLWXQJ�YRQ�3UR]HVVDXIWUlJHQ�]XU�
9HUI�JXQJ�

¾'HU�$QZHQGHU�LVW��EHU�HLQHQ�(LQWUDJ�LQ�
GHQ�%HQXW]HUYRUJDEHQ�PLW�VHLQHP�%HWULHE�
YHUNQ�SIW�

¾(U�EHNRPPW�GHVKDOE�DXFK�QXU�GLH�
3URGXNWH�VHLQHV�%HWULHEHV�]XU�
%HDUEHLWXQJ�DQJHERWHQ�
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Personalisierte Screens 

¾1XW]HU�GHV�40�0RGXOV PHOGHQ�LKUH�3URGXNWH��EHU�HLQHQ�
3HUVRQDOLVLHUWHQ�6FUHHQ ]XU�)UHLJDEHDQDO\VH�DQ�

y 1XU�QRWZHQGLJH�'DWHQ�
ZHUGHQ�DEJHIUDJW�

y 'LH�0DVNHQ�YHUZHQGHQ�
%HJULIIH�DXV�GHU�:HOW�GHU�
$QZHQGHU�

y *HULQJHU�/HUQDXIZDQG
y +RKH�$NWHSWDQ]�
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Das Add-on

¾1DFK�$XVZDKO�GHV�3URGXNWV�ZLUG�HLQ�3UR]HVVDXIWUDJ DQJHOHJW�
RGHU�DXVJHZlKOW�

¾(LQH�&KDUJH ZLUG�DQJHJHEHQ�RGHU�DXVJHZlKOW��=DKOUHLFKH�
3U�IXQJHQ�ZHUGHQ�YRUJHQRPPHQ�
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Das Add-on

¾'LH�0HQJHQ GHU�KHUJHVWHOOWHQ�0DWHULDOLHQ�ZHUGHQ�DQJHJHEHQ�

¾'DPLW�VLQG�DOOH�$QJDEHQ�]X�GHQ�KHUJHVWHOOWHQ�0DWHULDOLHQ�JHPDFKW
�=,(/��
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Das Add-on

¾'LH�(LQVDW]PHQJHQ GHU�ZHUGHQ�]XU�UHWURJUDGHQ�(QWQDKPH�
lQGHUEDU�YRUJHVFKODJHQ�

¾(V�ZHUGHQ�DOOH�$QJDEHQ�]X�GHQ�HLQJHVHW]WHQ�0DWHULDOLHQ�JHPDFKW�
�48(//(��
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Das Add-on

¾1DFK�6WDUW�GHU�7UDQVDNWLRQ�ZLUG�DXI�GHQ�3UR]HVVDXIWUDJ�I�U�GLH�
/RVH�:DUH WHLOU�FNJHPHOGHW�

¾*JI��ZHUGHQ�3UR]HVVDXIWUlJH�]XU�+HUVWHOOXQJ�GHU�9HUSDFNWHQ�
:DUH DQJHOHJW�XQG�HQGU�FNJHPHOGHW�

Nach Anlegen einer neuen 
Charge wird zum Anlegen 
der Freigabeanalyse
verzweigt.

Für Verpackte Ware wird 
die Umlagerung in das 
Zentrale Lager angeboten.
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Das Add-on

¾'DV�$GG�RQ KDW
y ,QIRUPDWLRQHQ�DXV�GHP�6\VWHP�JH]RJHQ�
y $XVZDKOOLVWHQ�]XVDPPHQJHVWHOOW�

¾'DV�$GG�RQ KDW�(LQJDEHGDWHQ�
y JHVDPPHOW��
y YHUJOLFKHQ�XQG�JHSU�IW�
y YHUNQ�SIW�
y XPJHZDQGHOW�

¾'DV�$GG�RQ
y UXIW�DOV�0HWDWUDQVDNWLRQ 6WDQGDUG�7UDQVDNWLRQHQ�DXI�
y VFKUHLEW�'DWHQ�LQ�6WDQGDUG�6FUHHQV�
y ZHUWHW�5�FNJDEHGDWHQ�DXV�
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Das Add-on

¾'DV�$GG�RQ ELHWHW
y %HQXW]HUVSH]LILVFKH�$XVZDKOP|JOLFKNHLWHQ�
y 3HUVRQDOLVLHUWH�0HQ�V�XQG�6FUHHQV�
y GLH�6WHXHUXQJ�YRQ�0HWDWUDQVDNWLRQHQ�

¾'DV�$GG�RQ YHUPHLGHW�)HKOEHGLHQXQJHQ��

¾'DV�$GG�RQ VHQNW�GHQ�%HGLHQDXIZDQG�GUDPDWLVFK�



Seite 25Seite 25 Nov 2000Nov 2000 SV-OS-ES / Dr. HornSV-OS-ES / Dr. Horn SAP R/3 Workshop für die chemische und pharmazeutische IndustrieSAP R/3 Workshop für die chemische und pharmazeutische Industrie

Nutzen 

Im SAP-Standard muß der Anwender in der Produktion für die

Abwicklung seiner produktionsbezogenen Geschäfte

30-40 Standardeingabemasken benutzen.

Das vorgestellte Add-on verlangt die Bedienung

nur einer einzigen Maske.
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Nutzen 

Durch die Zusatzprogrammierung wird der

Zeitaufwand im Vergleich zum Standard um
80-90% reduziert.

•
Die Zusatzprogramme werden
vom Betriebspersonal bedient.
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Ausblick 

¾.RSSOXQJ�6$3�$GG�RQ � 3/6�
¾HOHNWURQLVFKH�9HUIROJXQJ�GHU�0DWHULDOEHZHJXQJHQ�
¾'DV�6\VWHP�HUVWHOOW�HLQHQ�WlJOLFKHQ�$UEHLWSODQ�XQG�PDFKW�
9RUVFKOlJH�]X�VHLQHU�$EDUEHLWXQJ�
y 5�FNPHOGXQJHQ
y %HVWDQGVEHREDFKWXQJ
y 5RKVWRIIDQIRUGHUXQJHQ
y $QODJHQEHOHJXQJ�.DSD]LWlW
y %HU�FNVLFKWLJXQJ�GHV�3HUVRQDODQJHERWV
y NXU]IULVWLJH�3ODQlQGHUXQJHQ
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SAP R/3 Workshop
für die chemische und pharmazeutische Industrie

Dr. Michael Horn

Degussa-Hüls AG

Frankfurt, den 30. November 2000


